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摘要(译)

相对的基底（ 9&#39;）包括：基底（ 1 ）;静电保护电极（ 2 ），桥接
电极（ 4 ）和触摸感应电极（ 6 ），包括多个子电极在基板上顺序形成
的单元（ 1 ），其中静电保护电极（ 2 ）在基板上的分布（ 1 ）对应到
子单元之间的虚设区域和静电保护电极（ 2 ），桥接电极（ 4 ）和触摸
感应电极（ 6 ）相互隔离。相对的基板（ 9&#39;）具有良好的触感效
果。还公开了一种用于制造对向基板的方法和液晶显示器触摸板。
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